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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 

希薄磁性半導体である ZnO:Co 膜ではナノスケールの構造不均一性が，フェリ磁性絶縁体である

Tm3Fe5O12（TmIG）膜ではナノスケールの格子ひずみが，それぞれ非補償スピンアンサンブルの

ナノ構造効果を通して磁気特性等に及ぼす影響に焦点をあて調査し，ナノスケールの構造不均一性

を形成・制御し磁気特性を制御する新しい方法を提案・実証した．これらの結果は，電気電子工学

上価値のある業績であり，博士（学術）の学位に値すると認める． 


